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Abstract: 

加熱炉型熱分解装置（Py）を用いるPy-GC/MSシステムをベースに, Xeランプを光源とするマイクロ紫外線
(UV)照射装置を組合せた, 新しいポリマーの促進劣化試験法を開発し, その有用性を検討した。その結果, 従
来の試験法による結果とよい相関が認められるだけでなく, 従来法では困難であった劣化過程で生成する揮発性
の劣化生成物の分析が可能であるとともに, 劣化評価に要する時間を大幅に短縮できることを示した。 

オンライン紫外線照射-熱分解GC/MS法による各種高分子材料の迅速劣化評価 

科学と工業 88 (2014) 19-29 

穂坂 明彦, 渡辺 忠一, 大谷 肇 

使用弊社製品: 
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